Posudek disertaéni priace Mgr. Igora PiSe:
Electronic structure of bimetallic systems - study of gas molecule interaction

Pro detailni pochopeni mechanismi sloZitych procest probihajicich pfi heterogenni katalyze maji
zasadni duleZitost stav a promény geometrické a elektronové struktury povrchi katalyzatoru. K
modelovani realnych systémi jsou nezbytné jednodussi modelové systémy, které umoziiuji sledovat
disledky zmén jednotlivych komponent systémi na pribéh katalytické reakce.

Po tivodu do problematiky studia katalytickych reakci pomoci modelovych katalyzatoru (15 stran)
je kap.2 (15 stran) vénovana obecnému piehledu pouZitych povrchové citlivych experimentalnich
metod a kap.3 (4 strany) popisu aparatur pouzitych autorem jak na pracovisti v Praze, tak i v centru
Elettra v Italii a na université v Patrasu v Recku. Tézi3té vlastni prace predstavuje kap.4 (73 stran) o
modelovych systémech s monovrstvami V na polykrystalickych vrstvach Rh a u povrchi
monokrystalu Rh(111) a Rh(110). Pichledné shrnuti v3ech dosaZenych vysledki podava kap.5 (3
strany).

Uvodni kapitoly i vlastni prace je zpracovéna diikladné, prehledné a fundované. Citace (celkem
109) ukazuji podrobnou znalost vysledki ziskanych ve studované problematice v odborné
literatufe. Obrazky jsou provedené peclivé a jsou piehledné umistény v textu. Vytknout Ize jen
obcasné chyby v angli¢tiné textu.

Diikladné pfipravé vzorki a modifikacim jejich uspofadanych povrehi byla vénovina patficna
pozornost. To, Ze ureni atomové struktury povrchi je naroéné a vyzaduje pouziti fady
komplementarnich povrchové citlivych metod je obecné zndmo. V predkladané praci byly ke studiu
krystalografické a elektronové struktury povrchti vhodné vyuzity povrchové citlivé metody LEED,
XPS. XPD, TPD a STM. Ziskana experimentalni data byla dikladné zpracovana, podle moznosti
ové&fovéana pracemi z literatury a vysledky byly adekvatné interpretovany.

Réd bych vyzvednul komplexnost provedeného studia modelového katalyzatoru -bimetalického
systému Rh,V- kdy byly detailné studovany oba duleZité¢ aspekty ovliviiujici adsorpci a desorpci
molekul plynii na povrchu: zmény krystalografické i elektronové struktury systému jak po napafeni
tenké vrstvy V tak i po nasledném zihani.

Hodnovérnosti zavéru o zabudovani atomii V pod povrchem Rh(111) (Fig.4.25 z XPD lisici se od
Fig.1.5 z literatury) mohla pomoci i dal3i podpora: napf. z méfeni a interpretace intenzit zpétné
difraktovanych svazku elektronu (I-V kfivky v LEEDu).

Proé& nebyla metoda XPD pouzZita i pro piimé stanoveni orientace molekul CO vici povrchu
krystalu?

K objasnéni mikroskopickych procesii probihajicich pii substitu¢nim zabudovani atomti V do
povrchu Rh a pfi nasledné adsorpci CO a Oz na riizné modifikovanych povrsich bimetalického
systému Rh-V Mgr. Pi3 prokazal schopnost pfipravy potiebnych definovanych povrchii modelovych
systémil. Zvladl fadu povrchové citlivych metod potiebnych pro experimentalni studium
krystalografické a elektronové struktury, provedl naro¢na méfeni a na jejich zékladé a s vyuzitim
podrobné znalosti literatury provedl adekvatni interpretaci vysledki.

PredloZena disertaéni prace jasné prokazuie pi autora k samostatné tvofivé praci.
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